FOTOPOLIMEROS-INTAGLIO-TYPE:

alternativa no toxica de grabado

ANNE HEYVAERT*

Sumario
Llegan a Espafia los frutos de las investigaciones realizadas desde hace unos 10 afios en Estados Unidos
y €l norte de Europa, con el desarrollo de unas nuevas técnicas de grabado que pretenden, al mismag
tiempo, responder a los problemas bien conocidos de toxicidad del grabado tradicional, y también
ampliar las posibilidades creativas, asi como la incorporacion de la fotografia e imagen digital, de ung
manera facil, directa y rapida

Abstract
The results of investigations carried out some 10 years ago in the United States and northern Europe
have arrived in Spain with the development of new technologies of engraving which try, at the same
time to address the well known problems with traditional engraving, and also enlarge creative possibilities,
such as the incorporation of photography and digital imagery, in a fast, easy, and direct way.

| observar unamuestrade estampas realizadas con lastécni cas de “ fotopolimeros”,

nos sorprende encontrar tanta riqueza 'y variedad de lengugjes, desde imagenes

gréficastradicionales, lineal es 0 més picturales, gestualesy también fotograficas,

todas ellas a veces combinadas en la misma obra, diversidad propia de la creatividad

contemporanea. Esto demuestralaeficaciade unaserie de nuevos procedimientos técnicos

utilizados por estos artistas, con €l fin, ala vez de buscar aternativas no tdxicas a los

procesos tradicionales, pero también de ampliar sus recursos creativos, toda una
“revolucién” después de més de 500 afios de historia del grabado.

En estos Ultimos afios en Espafia, se multiplican las propuestas de exposiciones y
cursosentorno aestanuevatécnica, como por gjemplo en Galicialaexposicion “El Grabado
no toxico, Intaglio-type”, en e Centro de Artesania e Desefio de Lugo, septiembre -
octubre de 2004, muestra col ectiva de artistas espafiolesy extranjeros, y laofertade curso
“Fotopolimero, la nuevatécnica del siglo XX1”, por la profesora Carmen Navarro en la
fundacién CIEC, de Betanzos. Estas actividades vienen a responder al creciente interés
por las ultimas investigaciones realizadas en torno a diferentes técnicas no toxicas, por
parte de los profesionales, aficionadosy el publico en general.

Son bien conocidos|os problemas de toxicidad del grabado tradicional, con lautilizacion
de &cidos, barnices, resinas, o disolventes derivados, un abanico “explosivo” y altamente
nocivo parael organismo pero también muy contaminantesparael medio ambiente; jhechos
amenudo asumidos en unaresignacion romanticade sacrificio del artistaal serviciodela
creacion! Pero desdefinalesdel siglo XX, grabadoresamericanosy europeos, Deli Sacilotto,
Mark Zaffron, Cedric Green, Henrik Boegh..., algunos afectados en su propia salud como
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Keith Howard o George Robert, han
investigado y desarrollado unas
propuestas alternativas paraeliminar
0 sustituir elementos contaminantes
y perjudiciales de los talleres de
grabado, sin reducir el potencial
expresivo y creativo de las técnicas
tradicionales. Asi poco apoco, sefue
abriendo vias de investigaciones, de
experimentacion y de debate en el
mundo de laobra gréfica, renovando
sulenguaje en unanuevapracticamas
sostenible y reafirmando su validez
como proceso activo y actual de
comunicaciony creacion pléastica.
Una de las técnicas mas
investigada en este sentido, y
prometedora por su gran versatilidad,
eslade“intaglio-type”, o grabado con
fotopolimeros. Esta técnica de
grabado en hueco, sin mordida por .

acidos, viene a revolucionar los

Ceua
procesos de intaglio o grabado

calcogréfico, basados desde hace mas Carmen Navarro, Touche, Fotopolimero

de 500 afios en el grabado al

aguafuerte de planchas de metal. En

efecto en el intaglio-type eslaluz laque“graba’ lamatriz, o masbien el delgado film de
fotopolimero adherido sobre ella (planchade material duroy liso, metal o plastico), por lo
gue podemos hablar de un proceso fotogréfico de grabado en talla.

Desdesuinicios, lahistoriadelafotografiaestavinculadaal grabado, conlablsqueda
contemporanea de métodos deimpresi dn fotomecéani cos, preci samente en busca de poder
obtener reproducciones impresas de fotografias y también de obras de arte, hasta ahora
difundidas gracias alas copias, estampadas por medio del grabado calcografico. Asi, en
seguida, las primeras experiencias en fotografia tomaron forma de grabado, gracias a
proceso heliografico, con los primeros “fotograbados’ utilizados para la reproduccion
fotomecanica. Pero pocos artistas utilizaron estos recursos hasta mediados del siglo XX,
con el resurgimiento del “photogravure”.

En los afios 90 del siglo pasado, en sus mdltiples investigaciones, orientadas alavez
por su sensibilizacion alos problemas de toxicidad de las técnicas tradicionales y por la
utilizacion creciente de la imagen fotografica en la gréfica contemporénea, |os artistas
Keith Howard y Mark Zaffron han adaptado unos material es poliméricos fotosensibles,
métodos utilizados en laindustriade laelectrénica, destacando e film Riston o ImagOn de
lamarcaDu Pont’s, parasu utilizacion en técnicas de grabado en hueco. Lautilizacion de
este producto supuso unarenovacion del fotograbado, desarrollando una serie de procesos
répidos, baratos, versétiles y ademas no toxicos.
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GracielaBuratti, Serie Imagen fotosensibl

El proceso consiste en irradiar con luz ultravioleta una capa del sistema polimérico
fotosensible a través de una méscara o plantilla (transparencias de acetatos o papel
translucido) que contiene zonas transparentes y zonas opacas, aterando su propiedad de
solubilidad. Laimagen en sistema positivo, se obtiene cuando el areaexpuestaalaluz se
hace mas solubley seeliminadurante el revel ado, en cambio las partesdel sistemapolimérico
gue permanecen gracias ala méscara oscura protectora se endurecen durante el proceso
de grabado. Esta técnica permite una reproduccion exacta de mascara o plantilla, lacua
puede admitir todo tipo de imagen, a linea, mancha o modulaciones tonales, imagenes
tanto fotogréficas como manuales de dibujo o pintado directo, alépiz, ceras, rotulador,
aguadas, pinceladas..., o que viene a enriquecer enormemente |0s recursos creativos del
grabado tradicional en hueco, aportando nuevos medios de expresién mas directos, frescos
y répidos.

Hay que destacar su gran fiabilidad y precision parareproducir imagenes fotograficas,
y por tanto también toda imagen generada digitalmente, siendo esta una técnica puente
entrelos nuevos procesos i nforméati cos, que suponen unas posibilidades gréficas enormes
y también unas herramientas précticas como para el tramado de las imagenes o para la
separacion de colores, y los métodos tradicional es de estampacién en hueco o relieve.

Ademas se puede combinar esta técnica con todos |os procesos de grabado directos
(punta seca, aditivas...) o indirectos (mordida al &cido con percloruro de hierro, menos
nocivo que el &cido nitrico, o en bafios de sales corrosivas como el Edinburgh Etch), a
travésdel propio filmyarevelado, o bien reservando en lamismaplanchazonaslibres del
film fotopolimero, ya que es muy fino, fécil de cortar y de pegar en la placa. Para la
realizacion de estos procesos indirectos, también se hay se sigue investigando para
sustituir los nocivos barnices abase de bettin por barnices acrilicos (Acrylic Resist Etching),
los disolventes derivados de hidrocarburos por disolventes aternativos grasos... De la
misma manera se estén adaptando |as técnicas aditivas, collagraph con colasy barnices
acrilicos en matrices de cartdn, plastico o pvc...
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Como quisimos destacar desde el principio de este articulo, estos nuevos
procedimientos no vienen areemplazar |os procesos del grabado tradicional sino, ademas
deintentar remediar a su problemaética de toxicidad, consiguieron renovarlos, ampliando
SUS recursos técnicos, formales 'y conceptuales, abriendo asi nuevas vias de expresion a
Arte Gréfico mas acordes a nuestros tiempos.
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